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Plazmovy procesni modul s klouzavym obloukovym vybojem pro odstranovani VOC

Popis/Parametry

Klouzavy vyboj vznikda mezi tfemi elektrodami. Na trysce v blizkosti elektrod je umisténa ctvrtd
zapalovaci elektroda. Délka elektrod je 150 mm. Elektrody jsou umistény v nerezovém reaktoru o
prdméru 150 mm a délce 800 mm.

Vyuziti/Sluzby

Nizkoteplotni plazma generovana klouzavym obloukem je potencidlni technologii pro likvidaci
kapalného organického odpadu (zejména pary VOC v plynu). Nizkoteplotni plazmové zafizeni se ¢asto
pouziva jako koncova metoda k rozkladu Siroké skaly kontaminantd.

e Vykon plazmy 1-3,5 kW.

e Pracovni napéti elektrody 1,4 kV.

e Napdjeci proud na pracovnich elektrodach 5 A / kazda.

e Frekvence 50 Hz.

e Pfiklad: U&innost odstranéni 1500 ppm toluenu ve vzduchu je 80 - 90 %.
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